
ハイブリッド式脱臭技術
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9 ハイブリッド式脱臭技術

課題
廃棄物が少なく、低ランニングコストで広範囲の臭

気濃度に対応可能な脱臭技術の開発

特徴
・広範囲の臭気濃度への対応（ゼオライト（鉱物の

一種）の光触媒、２種類のフィルターの利用）

・脱離運転によるゼオライトの再生

用途
食品工場、食堂厨房等における脱臭装置
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• ランニングコストを抑える

• 廃棄物が少ない

• 広範囲の臭気に適応可能

ｾﾞｵﾗｲﾄ吸着法 ＋ 光触媒分解法

ハイブリッド方式の脱臭装置

脱臭装置の開発

開発目標とする脱臭装置（またはシステム）の条件は？

弊社、トーエネック殿、神鋼アクテック殿、昭和セラミックス殿の4社の共同研究により開発。
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ゼオライトハニカム

<吸着・脱離>

光触媒 + ＵＶランプ

<分解・無害化>

工場・厨房からの
においを含む排気

脱臭装置概要・脱臭の仕組み

開発器（デオマイスター）のフィルタ構成

風の流れ
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吸着・脱離

• 異なる脱臭方法の組合せ効果・相乗効果により高い脱臭効率を
実現

• 燃料を使用せず、廃棄物が少ないクリーンな脱臭方法

• 脱離運転によるオンサイトでのフィルタ一部再生・長寿命化

酸化分解

ハイブリッド型脱臭システム

低濃度

中～低濃度

[ ゼオライトハニカムフィルタ ] [ 光触媒セラミックス

フィルタ ]
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【特許化技術（特許第5936441号）】

 

排気 

（臭い成分

濃度変動） 

ブロア 

紫外線ランプ 
ゼオライトハニカム 光触媒 

臭い成分の吸着・脱離

により濃度平準化 

（低濃度化） 

低濃度化された 

臭い成分の分解 

臭い成分 

吸着運転モード（特許について）

吸着時・・・工場・厨房からの排気をブロアで誘導

→ゼオライトハニカムへ吸着

→光触媒で分解 → クリーンな排気
(株)トーエネック殿、昭和セラミクス(株)殿、(株)神鋼アクテック殿との共有特許
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【特許化技術（特許第5936441号）】

脱離時・・・ブロア脱離運転

→ゼオライトハニカムへの吸着成分を強制的に脱離させて、光触媒で分解

→オンサイトでのゼオライトハニカムの再生

脱離運転モード（特許について）

 

排気 

（臭い成分

濃度変動） 

ブロア 

紫外線ランプ 
ゼオライトハニカム 光触媒 

臭い成分の吸着・脱離

により濃度平準化 

（低濃度化） 

低濃度化された 

臭い成分の分解 

臭い成分 

きれいな空気

(株)トーエネック殿、昭和セラミクス(株)殿、(株)神鋼アクテック殿との共有特許
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各脱臭方法との比較
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ハイブリッド脱臭法は、他の方法と比較して、概ね優れている。

脱臭方式 脱臭作用源 脱臭効率 保守管理
イニシャル
コスト

ランニング
コスト

総合
評価

ハイブリッド脱臭法
ゼオライト
光触媒

○ △ ○ △ ○

活性炭吸着法 活性炭 ○ × ○ × △

スクラバー法 水・薬剤溶液 △ × ○ △ △

薬剤消臭法 精油・消臭剤 × △ ◎ × △

生物脱臭法 微生物 △ × ○ ○ △

オゾン分解法 オゾン × △ ○ △ △

プラズマ脱臭法 放電場 ○ △ △ × △

触媒燃焼法 燃焼熱 ◎ △ × × △

臭気濃度１０，０００程度のにおいに対処する場合



ゼオライトハニカム

<吸着・脱離>

光触媒 + ＵＶランプ

<分解・無害化>

製造： 昭和セラミックス(株) 販売： (株)トーエネック

•本装置の想定対象は

•食品工場・食堂厨房・その他です。

脱臭装置 デオマイスター
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工場・厨房からの
においを含む排気
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